
 art design création numérique immatérielle       

Biennale 2009 *

LISTE DES CANDIDATS RETENUS 
(hors artistes réunionnais) pour la Résidence de création pour l’édition 2009 de la 
Biennale Art, Design, Création Numérique et Immatérielle (ADCNI) : 

List of the applicants (except artists from Reunion Island) accepted for the Residence 
of creation for the 2009 Edition of the Biennale of Art, Design, Numeric and 
immaterial Creation (ADCNI) : 

 

 1 -Denzil Tryon – Afrique du Sud 

2 - Chelsea Lehmann – Australie 

3 - Baptista Tulio Carapia Lima – Brésil 

4 - Kossy Traoré – Burkina Faso 

5 - Cyrille Landry Mbassi Bella – Cameroun 

6 - Wuyun Lu – Chine 

7 - Miaozi Tian – Chine 

8 - Min Fu – Chine 

9 - Natalia Echeverri – Colombie 

10 - Aser Kabala Kashama – Congo 

11 - Cedrick Nzolo Ngamabu – Congo 

12 - Burke Masami – Japon 

13 - Temandrota – Madagascar 

14 - Alleck Nirveda – Maurice 

15 - Enrique Fabian Nuno Ramirez – Mexique 

16 - Hector Enrique Herrera Rodriguez – Mexique 

17 - Cillia Damizin – Nouvelle Calédonie 

18 - Chutiwongpeti Sarawut – Thaïlande 

 

 

Au total : 18 candidats retenus 

 

 


